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Idei przygotowania i wdrozenia Ksiegi Znaku
przyswiecata mys| stworzenia i stosowania marki,

ktéra stuzytaby budowaniu jednolitego w formie przekazu
o podejmowanych przez Gtéwny Urzad Miar,

w konsorcjum z Politechnika Swietokrzyska, dziataniach
majacych na celu realizacje projektu o nazwie
Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny Gtéwnego Urzedu
Miar - Etap |. Opracowanie niniejsze jest waznym
elementem budowania tozsamosci Kampusu z
podkresleniem instytucjonalnego fundamentu Gtéwnego
Urzedu Miar. Prezentowana Ksiega Znaku wyznacza
standaryzacje logo - opis jego budowy i konstrukgji,
dopuszczalng kolorystyke i typografie, okresla pole
ochronne oraz wykaz alternatywnych wersji.



Swietokrzyski
Kampus
Laboratoryjny

Gtéwnego
Urzedu
Miar

ZNAK - LOGO
WERSJA
PODSTAWOWA

Forma znaku graficznego oparta na logotypie

Gtéwnego Urzedu Miar czerpie z jego potencjatu

i umozliwia wieloptaszczyznows interpretacje ilustrujac

i niosac skojarzenia z:

- GUM - MONOGRAM

- Polska (figura nawigzujaca do ksztattu granic na mapie),

- aspekt techniczny - podziatka na narzedziach mierniczych,
- gmach (budynek -bryta przestrzenna),

- melodycznos¢ rytmoéw pewne skojarzenia z klawiatura
fortepianu

Pionowa belka miedzy blokami tekstu jest symbolicznym
rozszezeniem ,gtéwnego gmachu”, ktéry pod swoje skrzydta
bierze Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny

Gtéwnego
Urzedu
Miar

Kampus

Swietokrzyski
| | Laboratoryjny
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KONSTRUKCJA/RYTM

Konstrukcja znaku oparta jest na trzech wielkosSciach, ktére
konsekwentnie buduja podziaty i rytmy.

Dzieki zastosowaniu perspektywy zbieznej zasugerowany
jest rowniez aspekt architektoniczny i przestrzenny
umownej bryty - gmachu urzedu.
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Kampus
Laboratoryjny WERSJE SPECJALNE
Gtéwnego

Wersje logotypu do zastosowania
|l\J/|ri§\?'du jesli uzycie wersji podstawowe;j

nie jest mozliwe

Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny

Gtéwnego Urzedu Miar
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CZCIONKI

Logo i wszystkie materiaty identyfikacyjne
oparte s3g o rodzine czcionek LATO

abcdefghijkl abcdefghijkl
ABCDEFGHIJKL ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl abcdefghijkl
ABCDEFGHIJKL ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl abcdefghijkl

ABCDEFGHUUKL ABCDEFGHIJKL

Uzupetniajgca czcionka szeryfowa
Liberation Serif

abcdefghijkl abcdefghijkl
ABCDEFGHIJKL ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl abcdefghijkl
ABCDEFGHIJKL ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl abcdefghijkl

ABCDEFGHIJKL ABCDEFGHIJKL

Jest to darmowa czcionka na licencji GPL, ktora jest

do$¢ podobna do Times New Roman. W niektérych

systemach linux (Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva) jest
instalowana domyslnie.
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DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE

Elementy graficzne oparte na idei zywiotow

ziemia / woda / ogien / powietrze,

z ktorymi ciggle MIERZY sie cztowiek, a nauka te sity
stara sie opanowac, obliczy¢ i ZMIERZYC.

Idea jest kontynuacja linii architektonicznej ktéra eksp-
loatuje pierwszy z zywiotéw i bezposrednio czerpie ze
struktur spotykanych w przyrodzie.

Cztery podstawowe ksztatty i paleta kolorystyczna im
odpowiadajgca w zamierzeniu, daja mozliwosc tworczej
interpretacji i dowolnosci, projektantowi materiatéw
promocyjnych.

Przyktady tworza wzory desenie i struktury ilustrujace
idee, ksztatty, bryty, ktére opowiadajg o przestrzeni

kampusu, jego potencjale i ofercie.
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TYPOGRAFIA

DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE
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TYPOGRAFIA

DODATKOWE ELEMENTY GRAFICZNE
ODMIANY DLA
ﬂ 1) KAMPUS GUM
2) SKLGUM
§
SKLGUM SKLGE%

gum.gov.pl MEUMQ



Swietokrzyski
Kampus
Laboratoryjny

11

Gtéwnego
Urzedu
Miar

Swietokrzyski | Gtéwnego
Kampus | Urzedu

Laboratoryjny | Miar

C50/M40/Y40/K100
C0/M0/Y0/K100
RO/G0O/BO

Pantone 426

Gtéwnego
Urzedu
Miar

Swietokrzyski
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Swietokrzyski | Gtéwnego
Kampus | Urzedu
Laboratoryjny | Miar

C100/M62/Y0/K54
RO/G57/B107

Pantone 648

Swietokrzyski | Gtéwnego
Kampus | Urzedu
Laboratoryjny | Miar

Swigtokrzyski | Giéwnego
Kampus | Urzedu
Laboratoryjny | Miar

C7/M0/Y0/K50
R144/G154/B161
Pantone SREBRO 877

KOLOR
dopuszczalne uzycie

Jako kolory uzupetniajace palete dopuszc-
zalne jest uzycie stopniowania kazdego z
podanych koloréw w natezeniu od 100%
do 10%. dotyczy elementow graficznych
znajdujacych sie w sasiedztwie logotypu
GUM

gum.gov.pl mgu@




KOLOR
dopuszczalne uzycie

Dopuszczalne jest uzycie logotypu umieszc-
zonego na tle graficznym.
W celu zachowania czytelnosci zaleca sie
] stosowania tta w duzym kontrascie w sto-

Gtéwnego

Urzedu sunku do znaku graficznego.

e W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z dziatem promocji GUM.

Swietokrzyski | Gtéwnego Swietokrzyski | Gtéwnego Swietokrzyski
Kampus | Urzedu Kampus | Urzedu Kampus
Laboratoryjny | Miar Laboratoryjny | Miar Laboratoryjny

HEIETESE

12 gum.gov.pl ﬂﬂ_%



uzycie réznych kolorow

yski | Gtéwnego
ampus | Urzedu
aboratoryjny | Miar

KOLOR
niedopuszczalne

uzycie

Niedopuszczalna jest zmiana koloru oraz

ski

Miar

uzycie innych koloréw

Gtéwnego
Urzedu

ski
ampus
oratoryjny

Gtoéwnego
Urzedu
Miar

Kampus | Urzedu
Laboratoryjny | Miar

rzyski | Gtownego | | Swieto

uzycie przej$c tonalnych

obracanie znaku
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znieksztatcanie zmiana potozenia tekstu

uzycie przejs¢ tonalnych i gradientowych
w obrebie logotypu.
Nie wolno znieksztatca¢ i obraca¢ logotypu

gum.gov.pl m_l_g
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WIELKOSC

Minimalna wysokos¢ logotypu uzytego
w drukach urzedowych i materiatach
marketingowych to 10 mm.

gum.gov.pl ﬂﬂ_%u@
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POLE OCHRONNE

Zaleca sie zachowanie bezpiecznej odlegtosci
od innych elementéw graficznych oraz
krawedzi no$nika na ktérym znajduje sie
logotyp.

Minimalna wartos$¢ pola ochronnego to 1/2
wysokosci znaku graficznego.

gum.gov.pl ﬂﬂ_%u@
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Gtéwny Urzad Miar

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

tel.: 225819399

fax: 22 581 9392
e-mail: gum@gum.gov.pl

M‘ gum.gov.pl





